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東京エレクトロンは、1963年の設立以来、半導体製造装置の世界のリーディングサプライヤーとして、酸

化/拡散・LP-CVD装置、枚葉CVD装置、PVD装置、コータ/デベロッパ、SODコータ、エッチング装置、洗浄

装置、ウェーハプロ－バ、ウェーハレベル･バ－ンイン&テスト装置など、幅広い製品分野の開発･製造･販売

を行っています。

また、半導体製造装置の分野で蓄積した専門技術を生かして、TFT-LCD製造用のコータ/デベロッパやエッ

チング/アッシング装置の開発・製造・販売も行っています。これらの半導体製造装置およびTFT-LCD製造装

置の多くは、それぞれの世界市場でトップシェアを獲得しています。

さらに、国内外の優れた半導体製造装置、ブロードバンドに対応したSAN（Storage Area Network）関連製品

インタ－ネット関連製品、電子部品などを日本国内で販売する専門商社としても確固たる地位を築いています。

東京エレクトロンは、アメリカ、ヨーロッパ、アジア13ヵ国に広がるグローバル拠点網を通じ、優れた製品と

サービスをお客さまに提供するとともに、株主価値の最大化に取り組んでいます。
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見通しに関して

本レポートにはさまざまな予測や見通しが含まれています。東京エレクトロンが事業活動を行っている市場は、激しい競争環境

や速い技術革新などの特性を持ち、需給バランスの影響を受けやすい産業分野です。従いまして、本レポートで述べられている

予測や見通しにはリスクや不確実性が含まれていることをご承知おきください。
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